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TISKOVA ZPRAVA

Akademie véd CR nabizi spolupraci Siemensu

MoZnost spoluprace Akademie véd CR s nadnarodni spoleénosti Siemens se otevira po navitéveé
¢lena predstavenstva tohoto globalniho elektronického koncernu Klause Helmricha ve dvou
$pickovych pracovistich AV CR. Pravé on totiz ve firmé Siemens zodpovida za vyzkumné a vyvojové
aktivity. V doprovodu predsedy AV CR prof. Jitiho Drahose a dal$ich odbornikd nasi nejvyznamnéjsi
védecké instituce se v pondéli 25. bfezna 2013 mimo jiné sezndmil s vyvojem nové generace
biosenzort v Ustavu fotoniky a elektroniky (UFE) AV CR a s vyzkumem , materialu budoucnosti“ —

grafenu — v Ustavu fyzikalni chemie J. Heyrovského (UFCHJH) AV CR.

Prof. Jifi Drahos tuto ukazku vysokého védeckého potencidlu jednotlivych pracovist AV CR osobné
sjednal s generalnim feditelem skupiny Siemens v CR Eduardem Palikem, a to u ptileZitosti nyn&jsi
navstévy vrcholovych manazer( Siemens AG v Cesku. Koncern totiz v téchto dnech otevrel nové
vyvojové a prototypové centrum v Praze a Brné (viz tiskova zprava), na némz spolupracuje s Ceskym
vysokym uéenim technickym v Praze, Vysokym ucenim technickych v Brné a Masarykovou

univerzitou v Brné.

V souvislosti s navétévou manazerd Siemens v Ustavech AV CR prof. Jiti Drahos uvedl, Ze tato firma
v soucasné dobé omezuje aktivity ve svych materskych centrech a hledd partnery, kde lze pracovat
levnéji. ,Je to jenom nanovzorek toho, co mize Akademie véd nabidnout,” shrnuje prof. Jifi Drahos.
Kromé zastupct AV CR se prohlidky pracovist UFE AV CR a UFCHJH AV CR zu&astnili také rektor

Univerzity Karlovy prof. Vaclav Hampl a rektor CVUT prof. Vaclav Havli¢ek.
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